KIERUNEK: Inzynieria Materiatowa
poziom ksztalcenia: studia drugiego stopnia
profil : ogélnoakademicki

PLAN STUDIOW

O - przedmiot obowigzkowy do zaliczenia danego roku studiéw
F - przedmiot fakultatywny (do wyboru)

w - wyktad

¢ - twiczenia

| - laboratorium
p - projekt

* symbol nalezy oznaczy¢ zgodnie z § 3 p. 2 niniejszego zarzadzenia
** grupy zajec¢ zgodne z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego zarzadzenia

forma studiéw: stacjonarne
SEMESTR | SEMESTR Il SEMESTR I
Lp.|O/F|  symbol nazwa zaje¢ grupazaje¢ | forma liczba godzin liczba forma liczba godzin liczba forma liczba godzin liczba
N . punktéw ) . punktéw ) . punktow
zaliczenia | I ¢ | | I s | b I razem| gcrs | Z2iczenia [ I ¢ | | I s | b I razem| gcts | ZAiczenia [ | ¢ I | | s I p | razem|  ECTS
Blok przedmiotéw wspéinych
1.| O] IM2SO1FI | Fizyka materiatow B Zaliczenie | 30 15 45 4
2. | O | IM2S02ME |Wspotczesne materiaty inz. B Zaliczenie | 15 15 30 2
3.| O | IM2S03CH [ Inzynieria polimeréw B Zaliczenie | 30 30 2
4. O | IM2S04FI |Materiaty funkcjonalne B Zaliczenie | 15 15|15 45 3
5.| O | IM2S05CH [Miernictwo cyfrowe B Zaliczenie | 15 15 30 2
6.| O | IM2S06ME [Normalizacja i ocena jakosci B Zaliczenie | 15 | 15 30 2
7.1 O] IM2S07FI |Komputerowe modelowanie materiatow B Zaliczenie 45 45 3
8. | O | IM2S08ZA |Ochrona wtasnosci intelektualnych D Zaliczenie | 15 15 1
9 | O | IM2S09ZA (Psychologia D Zaliczenie | 15 15 1
10| O | IM2S10WS [Postawy nowych technologii materiatowych B Zaliczenie | 30 30 1
11| O | IM2S11WS |Projekt grupowy B Zaliczenie 45| 45 2
12| O | IM2S12FI [Metodologia pracy naukowej B Zaliczenie | 15 15 1
13| O | IM2S13ZA |Organizacja i zarzagdzanie E Zaliczenie | 30 30 2
LACZNIE 180 12 LACZNIE 195 13 LACZNIE 30 1
y Specj; sci INZYNIERIA ZAAWANSOWANYCH MATERIALOW FUNKCJONALNYCH
1. | F | IM2S14FI |Oddzialywanie promieniowania jonizujgcego z materig cz2i1 Zaliczenie | 15 30 45 4
2. | F| IM2S15FI |Fizyczne podstawy nanotechnologii cz21 Egzamin | 30 15 45 4
3.| F| IM2S16FI |Krystalografia Il c21 Zaliczenie | 15 15 30 2
4.| F | IM2S17FI [Elektronika molekularna cz2i1 Egzamin | 30 30 3
5.| F| IM2S18FI [Optyczne wtasno$ci materiatow c21 Zaliczenie | 15 15 30 2
6. F | IM2S19FI |Komputerowe projektowanie materiatow cz21 Egzamin | 15 45 60 6
7.| F| IM2S20FI [Elektroceramika c21 Zaliczenie | 30 15 45 4
8. | F | IM2S21FI |Szkta specjalne cz21 Zaliczenie | 30 15 45 4
9.| F| IM2S22FI [Materialy nadprzewodzace c21 Zaliczenie | 30 15 45 2
10.| F | IM2S23Fl |Przedmiot obieralny 1 v cz21 Zaliczenie | 30 15 45 2
11.| F | IM2S24F| |Przedmiot obieralny 2 v cz21 Zaliczenie | 30 15 45 3
12.| F | IM2S25FI |Przedmiot obieralny 3 v cz21 Zaliczenie | 15 15 1
13.| O | IM2S26FI |Laboratorium dyplomowe c21 Zaliczenie 30 30 2 Zaliczenie 90 90 4
14.] O | IM2S27FI [Seminarium dyplomowe c.21 Zaliczenie 15 15 1
15.| O | IM2S28FI [Praca dyplomowa c.21 Egzamin 20
LACZNIE 210 18 LACZNIE 240 17 LACZNIE 165 29
Przedmioty specjalnosci INZYNIERIA KOROZJI
1. | F | IM2S29CH |Elektrochemiczne techniki pomiarowe c22 Zaliczenie | 15 30 45 3
2. | F | IM2S30CH |Technologie zabezpieczen przeciwkorozyjnych c22 Egzamin | 30 30 60 4
3. | F | IM2S31CH |Galwanotechnika Cc.22 Zaliczenie | 15 30 45 3
4. | F | IM2S32CH |Korozja wysokotemperaturowa Cc.22 Zaliczenie | 15 15 2
5.| F | IM2S33CH [Korozja polimeréw Cc.22 Zaliczenie | 15 30 45 4
6. | F | IM2S34CH [Analiza uszkodzen korozyjnych C.22 Egzamin | 15 30 45 3
7.| F | IM2S35CH (Inzynieria powierzchni Cc.22 Zaliczenie | 15 15 30 3
8. | F | IM2S36CH |Projektowanie zabezpieczen przeciwkorozyjnych c22 Zaliczenie | 15 15 30 2
9. | F [ IM2S37CH |Srodowisko gospodarcze Cc.22 Zaliczenie 30 30 2
10.| F | IM2S38CH [Materiaty i technologie Cc22 Egzamin | 30 30 60 4 Zaliczenie | 15 30 45 3
11.] F | IM2S39CH [Mikroskopowe metody badan Cc22 Zaliczenie | 15 15 30 2
12.] O | IM2S40CH [Seminarium dyplomowe Cc22 Zaliczenie 15 15 1
13.] O | IM2S41CH [Laboratorium dyplomowe Cc22 Zaliczenie 30 30 2 Zaliczenie 90 90 6
14.] O | IM2S42CH [Praca dyplomowa Cc22 Egzamin 20
LACZNIE 270 18 LACZNIE 210 17 LACZNIE 135 29
Przedmioty specjalnosci INZYNIERIA MATERIALOW POLIMEROWYCH
1. | F | IM2S43CH |Technologia przetwérstwa materiatéw polimerowych c23 Egzamin | 30 30 60 5
2. | F | IM2S44CH |Polimerowe materiaty powtokotworcze c23 Zaliczenie | 30 15 45 4
3. | F | IM2S45CH [Materiaty polimerowe specjalnego przeznaczenia c23 Zaliczenie | 30 15 45 3
4. | F | IM2S46CH |Polimerowe materiaty konstrukcyjne c23 N 30 30 60 4
5. | F | IM2S47CH |Wielofazowe uktady polimerowe c23 Zaliczenie | 30 15 45 3
6. | F | IM2S48CH |Recykling tworzyw polimerowych c23 Zaliczenie | 30 30 60 4
7. | F | IM2S49CH |Biomateriaty polimerowe c23 Zaliczenie | 15 15 30 2
8.| F | IM2S50CH [Polimery przewodzace Cc.23 Zaliczenie | 15 15 30 2
9. | F | IM2S51CH |Metody analizy instrumentalnej polimeréw c23 Zaliczenie | 30 15 45 3
10.| F | IM2S52CH |Przedmiot obieralny 1 Cc.23 Zaliczenie | 15 15 30 3
11.| F | IM2S53CH |Przedmiot obieralny 2 u Cc.23 Zaliczenie | 30 30 2
12.| O [ IM2S54CH [Laboratorium dyplomowe c.23 Zaliczenie 30 30 2 Zaliczenie 90 90 6
13.] O | IM2S55CH [Seminarium dyplomowe Cc.23 Zaliczenie 15 15 1
14.] O | IM2S56CH [Praca dyplomowa Cc.23 Egzamin 20
LACZNIE 225 18 LACZNIE 255 17 LACZNIE 135 29
Przedmioty specjalnosci TECHNOLOGIE MATERIALOWE
1. | F | IM2S57ME |Technologie obrobki cieplnej i cieplno-chemicznej c24 Egzamin | 22 8 15| 45 3
2. | F | M2ssemE :sscrf:;(:\lligivev wytwarzania materiatéw biomedycznych i co24 Egzamin | 22 15 8 45 3
3. | F | IM2S59ME |Technologie wytwarzania warstw i powtok C24 Zaliczenie | 22 15 8 45 3
4.| F | IM2S60ME [Technologie spajania materatéw C24 Zaliczenie | 30 15 45 3
5. | F | IM2S61ME |Technologie wytwarzania spiekéw C24 Zaliczenie | 22 15 8 45 3
6. | F | IM2S62ME |Techniki prézniowe i laserowe C24 Zaliczenie | 22 23 45 3
7. | F | IM2S63ME |Technologie obrébki bezubytkowej C24 Egzamin | 15 15 30 4
8. | F | M2s6amE I:;hpno"z';%i\iy‘"xwarzania i trwalosé materiatow c24 Zaliczenie | 15 15 30 3
9. | F | IM2S65ME |Technologie obrobki mechanicznej materiatow c24 Zaliczenie | 15 15 30 3
10.| F | IM2S66ME [Technologie przetworstwa tworzyw polimerowych C24 Egzamin | 30 15 45 4
11.] F | IM2S67ME [Nanotechnologie w inzynierii, medycynie i kosmetologii Cc.24 Zaliczenie | 15 8 7 30 2
12.] F | IM2S68ME [Komunikacja w jezyku angielskim technicznym C24 Zaliczenie 30 30 2
13.] O | IM2S69ME [Pracownia dyplomowa C24 Zaliczenie 45 45 2 Zaliczenie 75 75 4
14.] O | IM2S70ME [Seminarium dyplomowe C24 Zaliczenie 15 15 1 Zaliczenie 15 15 1
15.| O | IM2S71ME [Praca dyplomowa C24 Egzamin 20
LACZNIE 270 18 LACZNIE 195 17 LACZNIE 150 29
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